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(54) Title: COLD FLOW REDUCED POLYMERS WITH GOOD PROCESSING BEHAVIOUR
(54) Bezeichnung : COLD FLOW REDUZIERTE POLYMERE MIT GUTEM VERARBEITUNGSVERHALTEN
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(57) Abstract: The present invention relates to cold flow reduced polymers with good processing behaviour, these having on the
polymer chain end a silane-containing carboxy group of the formula (I), where R', R* are identical or different and are an H, alkyl,
alkoxy, cycloalkyl, cycloalkoxy, aryl, aryloxy, alkaryl, alkaryloxy, aralkyl or aralkoxy radicals which can contain one or more
heteroatoms, preferably O, N, S or Si, R?, R* are identical or different and are an H, alkyl, cycloalkyl, aryl, alkaryl or aralkyl radicals
which can contain one or more heteroatoms, preferably O, N, S or Si, A is a divalent organic radical which, besides C and H, can

contain one or more heteroatoms, preferably O, N, S or Si.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Cold Flow reduzierte Polymere mit gutem Verarbeitungsverhalten,
wobei diese am Polymerkettenende eine silanhaltige Carboxygruppe der Formel (I) aufweisen, wobei R!, R? gleich oder verschieden
sind und ein H, Alkyl-, Alkoxy-, Cycloalkyl-, Cycloalkoxy-, Aryl-, Aryloxy-, Alkaryl-, Alkaryloxy-, Aralkyl- oder Aralkoxyreste
darstellen, die ein oder mehrere Heteroatome, bevorzugt O, N, S oder Si enthalten kénnen, R

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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3 R? gleich oder verschieden sind und ein H, Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Alkaryl- oder Aralkylreste darstellen, die ein oder
mehrere Heteroatome, bevorzugt O, N, S oder Si enthalten kénnen, A fiir einen divalenten organischen Rest steht, der neben C
und H ein oder mehrere Heteroatome, bevorzugt O, N, S oder Si enthalten kann.



